






















































































专利名称(译) 用于阳极缓冲层的组合物，用于阳极缓冲层的高分子量化合物，有机电致发光元件，以及生产方法和用途
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摘要(译)

提供一种用于阳极缓冲层的材料，其允许使用有机溶剂作为阳极缓冲层
形成溶液的溶剂，并且能够形成即使在涂覆有发光层时也不溶解的阳极
缓冲层。 - 含有有机溶剂作为溶剂的成型材料溶液，能够制造具有高电
功率效率和长寿命的有机EL元件。 用于阳极缓冲层的组合物包括电子接
受化合物和具有由下式（1）或下式（2）表示的结构单元并且重均分子
量为20,000至1,000,000的高分子量化合物通过GPC衡量： 其中，在每
个式（1）和（2）中，多个Ras各自为氢原子或烷基，其中至少一个Ra
为烷基，多个Rbs各自为氢原子或烷基，多个RcS各自为氢原子，烷基
等，X为单键等，Y为衍生自乙烯基等的结构，p为0,1或2。
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